
































专利名称(译) 超声波装置和探头以及电子设备和超声波成像设备
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摘要(译)

声学匹配层形成在基座上的各个超声换能器元件上。电导体布置在相邻
的超声换能器元件之间，电导体连接到超声换能器元件的电极。保护膜
与电导体重叠。保护膜具有比声匹配层更小的透湿性。壁部分布置在保
护膜上，壁部分将声匹配层的分别位于相邻的超声换能器元件上的部分
至少在相对于从基部的高度方向的高度范围的一部分中彼此分开，并且
具有与声匹配层的声阻抗不同的声阻抗。
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